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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP STRATEGICA DA 
75 MILIONI DI DOLLARI TRA NY CREATES AND SCREEN PER RAFFORZARE LA 

COLLABORAZIONE DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DEI 
SEMICONDUTTORI TRA STATI UNITI E GIAPPONE  

  
A seguito dell'investimento da 1 miliardo di dollari della governatrice Hochul che 

ha mobilitato 9 miliardi di dollari di finanziamenti nel settore, il Complesso 
NanoTech di Albany continua a fungere da polo di attrazione per la crescita  

  
SCREEN utilizzerà 929 metri quadrati di cleanroom nel nuovo edificio NanoFab 

Reflection di NY Creates e 465 metri quadrati di spazi per uffici 
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna una partnership strategica 
internazionale tra il Centro di ricerca, progresso economico, tecnologia, ingegneria e 
scienza di New York (New York Center for Research, Economic Advancement, 
Technology, Engineering, and Science, NY Creates), proprietario e gestore del 
Complesso NanoTech di Albany, il più avanzato centro di ricerca e sviluppo sui 
semiconduttori guidato da un'organizzazione no-profit del Nord America e SCREEN, 
un'azienda giapponese produttrice di apparecchiature per semiconduttori e leader nelle 
applicazioni di incisione e pulizia a umido. L'annuncio sottolinea un impegno condiviso 
per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore dei chip avanzati, ampliare la 
collaborazione e rafforzare lo sviluppo della forza lavoro negli ecosistemi high-tech degli 
Stati Uniti e del Giappone. Il nuovo accordo prevede l'utilizzo da parte di SCREEN di 
929 metri quadrati (10.000 piedi quadrati) di cleanroom nel nuovo edificio NanoFab 
Reflection di Creates, attualmente in costruzione, 465 metri quadrati (5.000 piedi 
quadrati) di spazi per uffici presso il Complesso NanoTech di Albany di Creates e una 
spesa prevista di più di 75 milioni di dollari durante i primi tre anni di una partnership 
complessiva di ricerca e sviluppo della durata di dieci anni.  
  
"Questo nuovo accordo con SCREEN segna un altro importante traguardo nella 
leadership globale di New York nell'innovazione dei semiconduttori", ha dichiarato la 
governatrice Hochul. "Con l'investimento di SCREEN in NY Creates e nella Regione 
della Capitale, il nostro ecosistema high-tech continua a espandersi e guidare la 
rinascita della nazione nella produzione avanzata. New York guida le iniziative per 
riportare in patria l'industria dei semiconduttori, un settore che offre posti di lavoro di 
qualità, rafforza le comunità e sostiene un'economia dell'innovazione forte".  
  



I leader di NY Creates, Empire State Development e SCREEN Holdings Company Ltd., 
con sede a Kyoto, in Giappone, hanno formalizzato questo accordo operativo con una 
firma ufficiale da parte del presidente di Creates Dave Anderson, del presidente e AD di 
SCREEN Holdings Masato Goto e del presidente Ian Brown della nuova società, 
SCREEN Advanced Technology Center of America (ATCA), presso la sede di SCREEN 
di Monzennakacho a Tokyo il 16 dicembre.  
  
Il presidente di NY Creates Dave Anderson ha dichiarato: "Creates è orgogliosa di 
intraprendere questa collaborazione con SCREEN, partendo dall'investimento di 1 
miliardo di dollari nel nostro sito da parte della governatrice dello Stato di New York 
Kathy Hochul e i 9 miliardi di dollari dei nostri partner del settore, che sta attirando 
ulteriori opportunità di crescita e amplificando le nostre solide relazioni con l'ecosistema 
all'avanguardia del Giappone. L'istituzione del nuovo centro di ricerca e sviluppo di 
SCREEN presso il nostro Complesso NanoTech di Albany riflette un impegno condiviso 
nel promuovere ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dei semiconduttori a New 
York e negli Stati Uniti. Siamo inoltre grati per il lavoro svolto dall'Empire State 
Development che ha contribuito a concretizzare questa opportunità di partnership 
mentre forniamo a SCREEN l'accesso alle nostre strutture di alto livello. La comprovata 
esperienza di SCREEN nella tecnologia e nell'innovazione favorirà ulteriormente le 
iniziative della regione in materia di ricerca e sviluppo su semiconduttori, formazione 
delle risorse umane e progresso economico".  
  
Il presidente e AD di SCREEN Masato Goto ha dichiarato: "SCREEN apprezza la 
collaborazione di NY Creates e dell'Empire State Development che ci ha consentito di 
creare il nostro nuovo sito di ricerca e sviluppo al di fuori del Giappone presso il 
Complesso Nano Tech di Albany, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dei nostri 
prodotti nel settore delle apparecchiature di produzione di semiconduttori. SCREEN 
ATCA amplierà la nostra capacità di collaborare con gli occupanti già presenti in loco, i 
clienti e i partner globali al fine di costruire solide basi commerciali per una nuova 
crescita".  
  
La presidente, AD e commissaria dell'Empire State Development Hope Knight ha 
dichiarato: "Con la leadership della governatrice Hochul, lo Stato di New York è alla 
guida della rinascita dell'America nella ricerca, sviluppo e produzione di semiconduttori. 
Il nuovo centro di SCREEN presso NY Creates si baserà sulla solida partnership dello 
Stato con il Giappone per promuovere innovazioni collaborative nel settore dei 
semiconduttori nei nostri ecosistemi high-tech".  
 
Attraverso questa nuova partnership, Creates e SCREEN intendono mettere in contatto 
le principali organizzazioni negli Stati Uniti e in Giappone avvalendosi delle loro reti per 
promuovere l'innovazione nella ricerca e sviluppo di semiconduttori, integrando al 
contempo i rispettivi punti di forza per far avanzare ulteriormente i loro ecosistemi high-
tech. ATCA si pone l'obiettivo di accelerare il riconoscimento delle tecnologie 
fondamentali e lo sviluppo di apparecchiature dal campo della lavorazione a umido in 
settori di tecnologie emergenti come il trattamento termico e il packaging avanzato.  
  



SCREEN è leader mondiale nei processi di incisione e pulizia a umido dei 
semiconduttori, con una gamma di tecnologie fondamentali di lavorazione a umido, 
rivestimento/sviluppo, ricottura ed elaborazione delle immagini. Questa partnership con 
Creates si integra in una rete in espansione di partner nazionali e internazionali che 
contribuiscono al successo del polo di innovazione di Creates. Un numero crescente di 
collaborazioni è stato reso possibile tramite la creazione della nuova struttura NanoFab 
Reflection di Creates che ospiterà anche il Centro di litografia ultravioletta estrema 
(EUV Lithography Center) di Creates, che attualmente offre litografia ultravioletta 
estrema ad apertura numerica (NA EUV) standard con capacità di litografia ultravioletta 
estrema ad alta apertura numerica (High NA EUV) disponibili nel 2026.  
  
NanoFab Reflection, con una superficie di circa 28.800 metri quadrati (310.000 piedi 
quadrati), è un elemento fondamentale della strategia della governatrice Hochul nel 
settore dei semiconduttori e dell'investimento nella crescita del Complesso NanoTech di 
NY Creates ad Albany, che è già il principale polo pubblico-privato di ricerca e sviluppo 
nel settore dei semiconduttori a livello nazionale. Il progetto consentirà la creazione di 
centinaia di nuovi posti di lavoro permanenti nel settore high-tech, genererà 9 miliardi di 
dollari di investimenti privati e sfrutterà le sinergie della collaborazione allargata con 
università, programmi per lo sviluppo della forza lavoro e aziende globali produttrici di 
semiconduttori.  
  

La governatrice ha recentemente partecipato a una cerimonia di copertura ("topping 
out") della struttura NanoFab Reflection, che ha segnato la posa dell'ultima trave in 
acciaio dell'edificio evidenziando l'avanzamento dei lavori di costruzione nei tempi 
previsti. Il completamento dell'intero edificio è previsto per la fine del prossimo anno.  
  
Il senatore Charles Schumer ha dichiarato: "La nuova partnership da 75 milioni di 
dollari di SCREEN con NY Creates consolida ulteriormente il NanoTech di Albany come 
polo globale per la ricerca e sviluppo di semiconduttori e dimostra che Albany è il posto 
in cui guidare la ricerca e sviluppo dell'America sui semiconduttori. Aziende da tutto il 
mondo stanno riconoscendo quello che so da sempre: investire nel NanoTech di Albany 
– che presto ospiterà il primo e unico Centro di litografia ultravioletta estrema ad alta 
apertura numerica di proprietà pubblica del Nord America grazie alla leadership della 
governatrice Hochul – è fondamentale per sviluppare la prossima frontiera della 
tecnologia dei semiconduttori. Continuerò a lottare per portare ulteriori investimenti a 
sostegno delle iniziative di Albany e NY Creates che sono fondamentali per la nostra 
economia, la nostra sicurezza nazionale e il nostro futuro tecnologico".  
  
NY Creates  
NY Creates funge da ponte lab-to-fab per l'elettronica avanzata, promuovendo 
partnership pubblico privato e tra industria e mondo accademico per lo sviluppo e 
l'innovazione tecnologica. NY Creates attrae e guida progetti di innovazione e 
commercializzazione collegati al settore che garantiscono investimenti significativi, 
promuovono la ricerca e sviluppo nelle tecnologie emergenti e creano i posti di lavoro 
del futuro. NY Creates gestisce alcune delle strutture più avanzate al mondo, vanta oltre 
2.700 esperti e docenti del settore, oltre a gestire investimenti pubblici e privati per più 
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di 25 miliardi di dollari, posizionandosi nell'epicentro mondiale dell'innovazione e della 
commercializzazione high-tech. Per saperne di più visitare il sito www.ny-creates.org.  

  
SCREEN  
SCREEN Holdings è una holding che supervisiona quattro aziende principali: 
apparecchiature di produzione di semiconduttori (SPE), apparecchiature per la grafica 
(GA), apparecchiature per la produzione di display (FT) e apparecchiature per PCB 
(PE). Fondata nel 1943, originariamente come produttore di apparecchiature per la 
grafica, SCREEN ha ampliato le sue attività nell'elettronica, promuovendo l'innovazione 
nei settori in cui opera. Il suo segmento SPE è produttore leader di apparecchiature per 
la lavorazione di wafer nel mercato dei semiconduttori a livello mondiale. Detiene 
costantemente la quota di mercato globale più alta nell'incisione e nella pulizia a umido 
di wafer e offre un'ampia gamma di soluzioni che supportano la produzione di 
semiconduttori, tra cui litografia, ricottura e sistemi di misurazione/ispezione. Per 
saperne di più visitare il sito www.screen.co.jp/en.  
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